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La conexion para una biologia predecible

Elimplante C1 XD es un elemento clave dentro de la gama de implantes de conexion conica

de MIS, ya que ofrece una solucion muy versatil para todo tipo de indicaciones clinicas. Este

sistema de implantes sencilloy preciso ha si do disefiado con una conexidn conica que mejora

los beneficios bioldgicos y los resultados estéticos.

Beneficios
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Preservacion de hueso

Elimplante C1 incorpora el concepto platform-switch. Su conexién coénica de 12°
proporciona un seguro sellado por friccion, minimizando los micro-movimientos. Las
mico-anillas coronales estimulan la cortical 6sea, que junto con la modificacion de
plataforma mejoran el BIC y la preservacion 6sea, manteniendo en perfecto estado
los tejidos blandos circundantes. La pérdida ¢sea crestal se minimiza gracias ala
reduccion del traumatismo mecanico que sufre el implante durante los procesos
de carga, contribuyendo directamente al mantenimiento de los tejidos.

Maxima precision
Cada implante C1 viene con fresas XD. Estas fresas de un solo uso estan disefiadas
para una compatibilidad éptima entre implante y fresa y una alta estabilidad inicial.

Alta estabilidad primaria

El disefio de doble rosca C1 aumenta el BIC (contacto hueso-implante) en todo el
cuerpo del implante y garantiza una tasa de insercion seguray controlada. Con su
geometria conica en forma de raiz, el C1 esté disefiado para una alta estabilidad
primaria y ofrece la mejor opcidn para una amplia gama de casos clinicos y
protocolos de carga.

Estética

El sistema C1 cuenta con una linea protésica con un perfil de eclosién céncavo.
Este perfil de pilar esta disefiado para dejar mas espacio para el crecimiento del
tejido blando. Los pilares de color dorado minimizan el reflejo a través de la encia,
lo que permite mejores resultados estéticos en un entorno gingival fino.

Exito clinico
MIS son el resultado del acabado por chorro de arena 'y grabado por acido. Se ha
demostrado que es altamente osteoconductivo en el hueso de tipo IV. La tecnologia

de la superficie MIS ha sido reconocida por su alta limpieza, o que la convierte en
una de las superficies méas excepcionales del mercado.



El platform-switching ha sido
disefiado para facilitar el crecimiento
y preservacion 6sea

° Disefio de doble espira

que aumenta el BIC

Conexién conica
para el mejor sellado

Gama de implantes

El implante C1 XD esta disponible en una extensa gama de diametros y longitudes, con tres plataformas codificadas
por color: Estrecha, Estandar y Ancha.

D\L 8mm 10mm 11.50mm 13mm 16mm

@3.30 C1-D10330 C1-D11330 C1-D13330 C1-D16330
@3.75 C1-D08375 C1-D10375 C1-D11375 C1-D13375 C1-D16375
@4.20 C1-D08420 C1-D10420 C1-D11420 C1-D13420 C1-D16420

@5 C1-D08500 C1-D10500 C1-D11500 C1-D13500 C1-D16500



Opciones protésicas

La linea protésica MIS cuenta con un perfil de emergencia concavo. Este perfil de pilar esté disefiado para dejar
mas espacio para el crecimiento del tejido blando.

Los pilares de color dorado minimizan el reflejo a través de la encia, lo que permite mejores resultados estéticos
en un entorno gingival fino.
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MISSIXD

Nuevas. Afiladas. Cada vez.

MIS XD ofrecen un procedimiento completo en cada paquete de implantes.
Estas fresas de un solo uso estan disefiadas para una compatibilidad
Optima entre implante y fresa y una alta estabilidad inicial, al tiempo que
garantizan procedimientos seguros y simplificados.

El kit quirdrgico XD incluye todos los instrumentos esenciales necesarios
durante la cirugia. La bandeja organizadora XD esta disenada para ayudar
en el procedimiento de colocacion de implantes XD, proporcionando un
lugar conveniente para ubicar las fresas XD durante la cirugia.

Kit quirdrgico C1 XD

1. Fresas de marcacion
2. Herramientas de insercion
3. Avellanadoras

4. Carraca quirtrgica dinamométrica

Bandeja organizadora XD




Estadio clinico

Platform Switching

El presente estudio confirma que el concepto de plataforma modificada puede minimizar la pérdida 6sea marginal
durante el primer afio, de acuerdo con los resultados obtenidos de ensayos clinicos recientes. Concretamente,
la pérdida media de hueso marginal alrededor de los implantes sin plataforma modificada fue (0,78 mm mesial
y 0,90 mm distal) siendo mas del doble de la pérdida media de hueso marginal alrededor de los implantes con
plataforma modificada (0,30 mm mesial y 0,38 mm distal).
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Se observo una pérdida 6sea significativamente menor alrededor de los implantes con cambio de plataforma en el momento de la insercion de la protesis
definitiva (izquierda) y después de 1 afio de funcién (derecha). Los datos se presentan como medias + del error estandar; los anélisis estadisticos se
realizaron utilizando pruebas t de dos secuencias para comparaciones no emparejadas. *P < .05, **P <.01.
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"Analisis de la superficie de implantes,
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Identification card of the MIS Seven surface, following the Implant Surface Identification Standard (I5I5) codification

65 modelos de implantes de 37
fabricantes distribuidos en 10 paises
fueron examinados mediante "SEM".
Los implantes de MIS, C1 y SEVEN,
destacaron positivamente al no
encontrarse ningun rastro de residuos
en la superficie del implante.

POSEIDO Journal - 2014 (Volumen 2):

"Tarjeta de identificaciony codificacion
de las caracteristicas quimicas
y morfoldgicas de la superficie de
62 implantes dentales". Tarjeta de
identificacion del implante SEVEN

Ti-6AI-4V ELI Grade 23
Thaniuen (G2ITT)

de MIS, titanio grado 5 ELI, grado

Core GRATI

23: "No se detectd contaminacion ni

MIS puede garantizar que la superficie de nuestros
implantes mantienen los méas elevados estandares de
calidad, obteniendo una superficie de éxido de titanio
con una pureza del 99,8 - 100%, asi como la validacion
de que dicho tratamiento esta realizado mediante
chorro de arena y grabado acido. Este tratamiento

ISIS (MIS Seven) = Core.G23Ti / Micro.R.Mo.Fl / Nano.S / Archi.NF.Ho

modificacion quimica".

de superficie ayuda a eliminar los diversos agentes
contaminantes de la superficie, asi como a aumentar la
cantidad de area superficial del implante. Generando
una superficie hidrofilica basada en micro y nano
estructuras, obteniendo como resultado una éptima
osteointegracion.



MISS| MAKE IT SIMPLE

WWWwW. mis-implants.com

El Sistema de Calidad de MIS cumple con el estandar de
calidad internacional ISO 13485:2016, Sistema de gestiéon
de calidad para prouctos sanitarios; con la Directiva 93/42/
EEC, relativa a los productos sanitarios, y con el Reglamento
de la UE sobre productos sanitarios MDR 2017/745. Tenga
en cuenta que no todos los productos estan registrados o
disponibles en todos los paises o regiones.

Las IFU para productos MIS se pueden encontrar en: https://
ifu.mis-implants.com. Se requiere Adobe Acrobat para ver el
documento IFU de la pagina web. Este software puede ser
descargado libremente en la pagina web de Adobe.
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